LISTA  DEFINITIVA DE  ASPIRANTES EXCLUIDOS AL PROCEDIMIENTO DE
CONCURSO-OPOSICION LIBRE (RESOLUCION 20/02/2019), EN LA PLAZA DE PERSONAL

COMPLUTENSE LABORAL UCM CON N° DE ORDEN 10, C1 - T.E. | LABORATORIO QUIMICA.

MADRID

Num. DNI/ NIE APELLIDOS Y NOMBRE TURNO CAUSA/S DE EXCLUSION
1 ***0246** |DE LOS RIOS PINILLA, ANTONIO Turno General 0245
2 *+x4198** [(DEL RIO ALCALDE, MARIA DEL CARMEN Turno General 0245
3 | **6657* |LANZA GUEDAN, MANUEL Turno General 0245
4 ***7044** [MINGO MORENO, ALBA Turno General 0245
5 | *+*0287* |RODRIGUEZ SANZ, ERIKA Turno General 0245
6 *»*gg00** |WOJTUSIK WOJTUSIK, MATEUSZ Turno General 0245

Revisar Listado de Admitidos
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\N / LISTA  DEFINITIVA ) DE  ASPIRANTES ) EXCLUIDOS AL PROCEDIMIENTO DE
UNIVERSIDAD CONCURSO-OPOSICION LIBRE (RESOLUCION 20/02/2019), EN LA PLAZA DE PERSONAL
COMPLUTENSE LABORAL UCM CON N° DE ORDEN 10, C1 - T.E. | LABORATORIO QUIMICA.
CAUSAS DE EXCLUSION

0001 No poseer la edad requerida en la convocatoria

0002 No abonar derechos de examen

0003 No poseer o no acreditar las condiciones sobre nacionalidad,apartados b), c) o d) de la base 2.1 de convocatoria
ZFEC No constar la fecha de presentacion en la solicitud o presentarla fuera de plazo

0230 No firmar la solicitud

0240 No presentar copia del DNI o NIE o no estar éstos en vigor

0245 No acreditar o acreditar incorrectamente la causa de exencién total o parcial del pago de la tasa

0250 No cumplimentar la solicitud en modelo oficial
ZHAB Habilitacion
ZCOM Compatibilidad funcional

0235 No poseer o no haber declarado poseer la titulacion requerida en la convocatoria
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